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特許審査ハイウェイ
Patent Prosecution Highway

P94-97

2019.12~

India

June
13
12th IP5 Heads Meeting
第12回IP5長官会合

P80

August
6
9th ASEAN-Japan Heads of IP 
1fficeU /eetinI
第9回日ASEAN特許庁長官会合

P86

29
,apan�#frica 2atent 1ffice 
2olic[ &ialoIue
日・アフリカ特許庁政策対話

P90

September
25-27
,udicial S[mpoUium on
+ntellectual 2ropert[ ����
国際知財司法シンポジウム2019

P102

30-10/9
#UUemDlieU of tJe /emDer 
States of WIPO: 59th Series 
of Meetings
第59回WIPO加盟国総会

P78-79

November
20
�rd ,21�&2++6 4eXieY /eetinI
第3回日印知的財産評価会合

P88

20
+nternational S[mpoUium on 
#+ related inXention
AI関連発明の国際特許審査実務シ
ンポジウム

P105

December
4
��tJ 64+21 *eadU /eetinI 
amonI ,21� C0+2# and -+21
第19回日中韓特許庁長官会合

P83

9-11 
�tJ 6/� #nnual /eetinI
第8回6/�年次会合

P82

12-13
�tJ +&� #nnual /eetinI
第5回+&�年次会合

P81

Events 2019

May
17
2romulIation of �tJe #ct on tJe 
2artial 4eXiUion of tJe 2atent #ct 
and 1tJer #ctU”
「特許法等の一部を改正する法律」公布

P112-117
October

28-29 
&ialoIue on 7tili\inI tJe +2 
S[Utem for 'conomic� Social and 
Cultural &eXelopment in tJe 
&iIital 'ra Ţ ,apan and Selected 
#raD CountrieU
日本とアラブ諸国とのデジタル時代にお
ける経済、社会、文化発展のための知財
活用についての対話

P89

July
1
4eXiUion of tJe “/anual of ‘
Hantei’ 
#dXiUor[ 1pinion� for 
'UUentialit[ CJecM
「標準必須性に係る判断のための判定
の利用の手引き」 の改訂

/anual of *antei
for 'UUentialit[

CJecM

P118

2020.1~

Saudi Arabia

CreatinI Uocial and
economic Xalue

.icenUinI
aIreementU

Commerciali\ation

.arIe�Ucale
Loint reUearcJ

IP Strategy
Designer

4eUearcJer7niXerUit[
4eUearcJ
#dminiUtrator

Designing IP strategies

+dentif[inI
reUearcJ

outcomeU

知財戦略デザイナー派遣
IP Strategy Designer Dispatch

P109
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